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10 (iv) TABLA DE CORRESPONDENCIA DE REIVINDICACIONES  

Reivindicaciones en la solicitud en Colombia Reivindicaciones otorgables en la solicitud internacional 
Explicación sobre la suficiente correspondencia ó 

Comentarios que explican la correspondencia
1. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural I: 

 

(I) 

o una de sus sales, en donde: 

X1 se selecciona de entre C y N; 

X2 se selecciona de entre C y N; 

exactamente uno de X1 y X2 es N; 

X3 es N; 

X4 y X5 son C; 

X1, X2, X3, X4 y X5 forman un heteroarilo de cinco miembros; 

R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y 

heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, 

cicloalquilo, haloalquilo, heteroalquilo, heteroarilo, 

heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres 

grupos R6; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, (alcoxi)alquilo, 

(arilalcoxi)alquilo, (heteroarilalcoxi)alquilo, ciano, 

cicloalquilo, halo, haloalcoxi y haloalquilo; 

R4 es N(R4a)2, en donde cada R4a se selecciona 

independientemente de entre hidrógeno, alquilo C1-4 y 

haloalquilo C1-4; 

1. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural I: 

 

(I) 

o una de sus sales, en donde: 

X1 se selecciona de entre C y N; 

X2 se selecciona de entre C y N; 

exactamente uno de X1 y X2 es N; 

X3 es N; 

X4 y X5 son C; 

X1, X2, X3, X4 y X5 forman un heteroarilo de cinco miembros; 

R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y 

heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, 

cicloalquilo, haloalquilo, heteroalquilo, heteroarilo, 

heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres 

grupos R6; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, (alcoxi)alquilo, 

(arilalcoxi)alquilo, (heteroarilalcoxi)alquilo, ciano, 

cicloalquilo, halo, haloalcoxi y haloalquilo; 

R4 es N(R4a)2, en donde cada R4a se selecciona 

independientemente de entre hidrógeno, alquilo C1-4 y 

haloalquilo C1-4; 

Únicamente se elimina el último párrafo, ya que debido a un error 
tipográfico esta repetido.  
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o R3 y R4, junto con los átomos a los cuales se asocian, 

forman un anillo heteroarilo o heteroalquilo de 5 o 6 

miembros, opcionalmente sustituido con uno a tres 

grupos R7; 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 

alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-

4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, 

(heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, 

(etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-

4, (cicloalquilo C3-7)alcoxi C1-4, (heterocicloalquilo C3-

7)alcoxi C1-4, (aril)alquiltio C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, 

(cicloalquilo C3-7)alquiltio C1-4, (heterocicloalquilo C3-

7)alquiltio C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo; y 

cada R7 se selecciona independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo, 

heteroarilo, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 

(aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo C3-

7)alquilo C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, halo, 

hidroxi, ciano y oxo. 

cada R7 se selecciona independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo, 

heteroarilo, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 

(aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo C3-

7)alquilo C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, halo, 

hidroxi, ciano y oxo. 

 

o R3 y R4, junto con los átomos a los cuales se asocian, 

forman un anillo heteroarilo o heteroalquilo de 5 o 6 

miembros, opcionalmente sustituido con uno a tres 

grupos R7; 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 

alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-

4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, 

(heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, 

(etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-

4, (cicloalquilo C3-7)alcoxi C1-4, (heterocicloalquilo C3-

7)alcoxi C1-4, (aril)alquiltio C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, 

(cicloalquilo C3-7)alquiltio C1-4, (heterocicloalquilo C3-

7)alquiltio C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo; y 

cada R7 se selecciona independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo, 

heteroarilo, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 

(aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo C3-

7)alquilo C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, halo, 

hidroxi, ciano y oxo. 

 

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde 

R1 es metilo y se sustituye opcionalmente con uno o dos grupos 

R5. 

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde 

R1 es metilo y se sustituye opcionalmente con uno o dos grupos 

R5. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, en donde 

R1 es hidroximetilo y se sustituye opcionalmente con un grupo R5. 

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, en donde 

R1 es hidroximetilo y se sustituye opcionalmente con un grupo R5. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 
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4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 3, en donde 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 

C3-7 y heterocicloalquilo C3-7. 

4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 3, en donde 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 

C3-7 y heterocicloalquilo C3-7. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, en donde 

R5 se selecciona de entre metilo, etilo, trifluorometilo, 2-propilo y 

ciclopropilo. 

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, en donde 

R5 se selecciona de entre metilo, etilo, trifluorometilo, 2-propilo y 

ciclopropilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5, en donde 

R3 se selecciona de entre CF3 y OCF3; y 

R4 es NH2. 

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5, en donde 

R3 se selecciona de entre CF3 y OCF3; y 

R4 es NH2. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, en donde 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo, heteroalquilo 

y heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, en donde 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo, 

heteroalquilo y heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se 

sustituye opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, en donde 

R6 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, hidroxi y oxo. 

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, en donde 

R6 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, hidroxi y oxo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde 

R2 se selecciona de entre morfolin-1-ilo, piperidin-1-ilo y 

piperazin-1-ilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde 

R2 se selecciona de entre morfolin-1-ilo, piperidin-1-ilo y 

piperazin-1-ilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde 

R2 es H. 

10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde 

R2 es H. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el 

compuesto tiene la Fórmula estructural II: 

 

(II) 

o una de sus sales, en donde: 

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde 

el compuesto tiene la Fórmula estructural II: 

 

(II) 

o una de sus sales, en donde: 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 
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R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y 

heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, ciano, cicloalquilo, halo, 

haloalcoxi y haloalquilo; 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (alcoxi C1-4)alquilo C1-4, 

(haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)haloalquilo C1-4 

y (haloalcoxi C1-4)halolquilo C1-4,  

o R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, 

forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, 

el cual se sustituye opcionalmente con uno a tres 

grupos R6; y 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 

alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-

4, (heteroaril)alquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, 

(etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-

4, (aril)alquiltio C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, amino, 

halo, hidroxi, ciano y oxo. 

R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y 

heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, ciano, cicloalquilo, halo, 

haloalcoxi y haloalquilo; 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (alcoxi C1-4)alquilo C1-4, 

(haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)haloalquilo C1-4 

y (haloalcoxi C1-4)halolquilo C1-4,  

o R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, 

forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, 

el cual se sustituye opcionalmente con uno a tres 

grupos R6; y 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 

alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-

4, (heteroaril)alquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, 

(etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-

4, (aril)alquiltio C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, amino, 

halo, hidroxi, ciano y oxo. 

12. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde: 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (alcoxi C1-4)alquilo C1-4 y 

(haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4; 

R1 se selecciona de entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e 

isopropilo; y 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

12. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde: 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (alcoxi C1-4)alquilo C1-4 y 

(haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4; 

R1 se selecciona de entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e 

isopropilo; y 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

13. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde 

R8a y R8b, en combnación con los átomos intermedios, forman un 

anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, el cual se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R6. 

13. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde 

R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, forman un 

anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, el cual se sustituye 

opcionalmente con uno a tres grupos R6. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 



PI02‐F20 Vr3 (2017‐07‐31) 

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 13, en donde 

R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, forman un 

anillo morfolina, piperidina o piperazina, cualquiera de los cuales 

se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R6. 

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 13, en donde 

R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, forman un 

anillo morfolina, piperidina o piperazina, cualquiera de los cuales 

se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R6. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

15. El compuesto de conformidad con la reivindicación 14, en donde 

R1 se selecciona de entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e 

isopropilo. 

15. El compuesto de conformidad con la reivindicación 14, en donde 

R1 se selecciona de entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e 

isopropilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

16. El compuesto de conformidad con la reivindicación 15, en donde 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

16. El compuesto de conformidad con la reivindicación 15, en donde 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

17. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que tiene la 

Fórmula estructural VI: 

(VI) 

o una de sus sales, en donde: 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, 

cicloalquilo, haloalquilo, heteroalquilo, heteroarilo, 

heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a dos 

grupos R6; 

R3 se selecciona de entre haloalcoxi y haloalquilo; y 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 

cicloalquilo C3-7. 

cada R6 se selecciona independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo 

C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo. 

17. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que tiene la 

Fórmula estructural VI: 

(VI) 

o una de sus sales, en donde: 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, 

cicloalquilo, haloalquilo, heteroalquilo, heteroarilo, 

heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a dos 

grupos R6; 

R3 se selecciona de entre haloalcoxi y haloalquilo; y 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 

cicloalquilo C3-7. 

cada R6 se selecciona independientemente de entre alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo 

C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y 

trifluorometilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 
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19. El compuesto de conformidad con la reivindicación 18, en donde 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4. 

19. El compuesto de conformidad con la reivindicación 18, en donde 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

20. El compuesto de conformidad con la reivindicación 19, en donde 

R5 se selecciona de entre metilo y trifluorometilo. 

20. El compuesto de conformidad con la reivindicación 19, en donde 

R5 se selecciona de entre metilo y trifluorometilo. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde 

R2 se selecciona de entre ,  

y ; y 

R6a se selecciona de entre H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4 y (etinil)alquilo C1-4. 

21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde 

R2 se selecciona de entre ,  

y ; y 

R6a se selecciona de entre H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4 y (etinil)alquilo C1-4. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

22. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde 

R2 es H. 

22. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en 

donde R2 es H. 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 

23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el 

compuesto tiene la fórmula estructural elegida de entre: 

, 

, 

, 

23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde 

el compuesto tiene la fórmula estructural elegida de entre: 

, 

, 

, 

No existen diferencias, los dos pliegos de reivindicaciones abarcan 
la misma materia. 
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 y 

, o una de sus sales. 

 y 

, o una de sus sales. 

24. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto 

como se indica en la reivindicación 1, en conjunto con un portador 

farmacéuticamente aceptable. 

35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto 

como se indica en la reivindicación 1, en conjunto con un portador 

farmacéuticamente aceptable. 

 

La nueva reivindicación 24 de la solicitud colombiana corresponde a 
la reivindicación 35 del pliego reivindicatorio concedido en Estados 
Unidos.  
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Solicitud/Número de control: 15/836,442  
Unidad: 1625 

ACCIÓN DETALLADA 

Aviso de Estado PRE-AIA (Ley de inventos de américa) o AIA 

1. La presente solicitud, radicado en o luego de marzo 16 de 2013, 

está siendo examinada bajo el primer inventor para presentar 

provisiones del AIA.  

2. De acuerdo con las modificaciones preliminares radicadas en 

marzo 19 de 2018, los solicitantes han cancelado las reivindicaciones 

24-34, 36 y 38-51, y además, han modificado las reivindicaciones 35 y 

37.  

3. Las reivindicaciones 1-23 y 37 están pendientes en la solicitud.  

Elección/Restricción 

4. Restricción a una de las siguientes invenciones es requerida bajo 

la sección 35 U.S.C. 121:  

I. Reivindicaciones 1-23 y 35,  dirigidas a Compuestos de la 

fórmula (I) y composiciones farmacéuticas comprendiendo 

dichas composiciones, clasificadas en la clase 546, subclase 

272.7.  

II. Reivindicación 37, dirigida a Un método de tratamiento de una 

enfermedad mediada por DLK, clasificada en la clase 514, 

subclase 341.  

5. Las invenciones I y II como se definen arriba son independientes 

o distintas, cada una de la otra porque: son tan divergentes que una 

referencia mostrando compuestos de la invención I no llevaría al método 



 

 

de tratamiento de la invención II de una forma obvia. La búsqueda 

requerida para, por ejemplo; compuestos de la invención U en clase 546 

no es la misma búsqueda requerida para, por ejemplo; el método de 

tratamiento de la invención II en clase 514 y, por lo tanto, constituye una 

ardua búsqueda.  

6. El solicitante es advertido de que la respuesta a este 

requerimiento, para se completa, debe incluir (i) una elección de una 

invención para examinar, aún cuando el requerimiento pueda recibir un 

desacuerdo formal (37 CFR 1.1143) y (ii) identificación de las 

reivindicaciones abarcando la invención elegida.  

La elección de una invención puede ser hecha con o sin desacuerdo 

formal. Para conservar un derecho a la petición, la elección debe ser 

hecha con desacuerdo formal. Si la respuesta no distingue y especifica 

supuestos errores en el requerimiento de restricción, la elección debe 

ser tratada como una elección sin desacuerdo formal. Un desacuerdo 

formal debe ser presentado al momento de la elección con el fin de ser 

considerado a tiempo. Fallas en presentar el desacuerdo formal al 

requerimiento a tiempo resultará en la pérdida del derecho a la petición 

bajo la sección 37 CFR 1.144. Si las reivindicaciones son agregadas 

luego de la elección, el solicitante debe indicar cuales de esas 

reivindicaciones son legibles sobre la invención elegida.  

El solicitante debe presentar un desacuerdo formal en la base que las 

invenciones no son patentables por separado, el solicitante debe 

presentar evidencia o identificar esa evidencia ahora en el expediente, 

mostrando que las invenciones son variantes obvias o claramente 

admitidas en el expediente de este caso. En cualquier instancia, si el 



 

 

examinador encuentra una de las invenciones no patentable sobre el 

estado del arte previo, la evidencia o confesión puede ser usada en un 

rechazo bajo la sección 35 U.S.C. 103 o pre- AIA 35 U.S.C. 103(a) de 

la otra invención.  

7. Durante una conversación telefónica con la abogada del 

solicitante, la Señora Cynthia Hathaway en mayo 29 de 2018, una 

elección provisional fue hecha sin presentar un desacuerdo formal para 

proseguir con la invención del grupo I, las reivindicaciones 1-23 y 35. La 

afirmación de esta elección deber realizarse por el Solicitante en 

respuesta a esta Acción Oficial. La reivindicación 37 es retirada para 

mayor consideración por el examinador, 37, CFR 1.142(b), al ser 

elegida como una invención no elegida.  

8. Se recuerda al solicitante que, tras la cancelación de las 

reivindicaciones a una invención no elegida, la calidad de inventor debe 

ser corregida de conformidad con la sección 37 CFR 1.48(a) si uno o 

más de los actuales inventores nombrados, no es más un inventor, de 

al menos una reivindicación que permanezca en la solicitud. Un 

requerimiento de corrección de la calidad de autoría bajo la sección 37 

CFR 1.48(a) debe ir acompañado por un formulario de solicitud de 

acuerdo con la sección 37 CFR 1.76 que identifique a cada inventor por 

su nombre legal y por la tasa de procesamiento requerida bajo la 

sección 37 CFR 1.17(i).  

MODIFICACIÓN DEL EXAMINADOR 

9. La siguiente modificación es conforme a la conversación 

telefónica sostenida con la abogada del solicitante, la Señora Cynthia 



 

 

Hathaway en mayo 29 de 2018. Los siguientes cambios han sido 

hechos en las reivindicaciones:  

Cancelar reivindicación 37 sin perjudicar.  

En la reivindicación 1, página 3, para el valor de variable R7 (segunda 

ocurrencia), eliminar --- definición de variable R7 (últimas cuatro líneas)-

--. 

RAZONES PARA CONCEDER 

10. La siguiente es una afirmación de las razones de concesión del 

examinador:  

 

Las reivindicaciones 1-23 y 35, renumeradas como 1-24, son permitidas 

ay que los compuestos de la fórmula (I) no están descritos, ni son obvios 

a partir del estado del arte previo. En el estado del arte, Soth (US 

2018/005707, citado en el formato del solicitante 1449) describe 

compuestos de la fórmula (I) los cuales son estrechamente relacionados 

a los compuestos de la solicitud (ver página 1). Sin embargo, los 

compuestos estrechamente relacionados descrito en las páginas 4-17 

por Soth, difieren de los compuestos de la solicitud ya que tienen un 

valor diferente de la variable R4 y, además, no existe enseñanza, 

sugerencia o motivación in el estado del arte previo para modificar los 

compuestos de Soth a preparar los compuestos de la presente solicitud.  

 

Cualquier comentario considerado necesario por el solicitante, debe ser 

radicado no más tarde que el pago de concesión y, para evitar retrasos 

en el proceso, deberá acompañar preferentemente el pago de las tasas 

de concesión. Dicho documento debe estar claramente nombrado 

“Comentarios a la declaración de razones para la concesión”.  



 

 

11. Cualquier duda relacionada con esta comunicación o 

comunicaciones pasadas del examinador debe ser dirigida a CHRANJIT 

AULAKH cuyo teléfono es (571)2720678. El examinador puede 

normalmente ser encontrado de lunes a viernes 8:30 a 5:00.  

 

Se pueden tener entrevistas con el examinador vía telefónica, en 

persona, y por video conferencia usando una herramienta web que 

brinda la USPTO. Para agendar una entrevista, se alienta al solicitante 

a usar la Solicitud de entrevista automática de la USPTO en 

http://www.uspto.gov.interviewpractice.  

 

Si los intentos de encontrar al examinador por teléfono no son exitosos, 

el supervisor del examinador, Andrew Kosar puede ser encontrado en 

571-272-0913. El número de fax para la organización en donde esta 

solicitud está asignada es 571-273-8300.  

 

Información acerca del estatus de una solicitud puede ser obtenida del 

sistema Patent Application Information Retrieval PAIR. Información del 

estatus para solicitud publicadas se puede obtener ya se a través del 

PAIR privado o público.  

Información del estatus para solicitudes que aún no se han publicado 

está disponible a través del PAR privado únicamente. Para mayor 

información sobre el sistema PAIR ver http://pair-direct.uspto.gov. Si 

tiene dudas acerca de acceder al sistema PAIR privado, contacte el 

Electronic Business Center EBC al 866-217-9197 (gratis). Si requiere 

asistencia de un representante de servicio al cliente de la USPTO o 



 

 

acceso al sistema de información automatizada, llame al 800-786-9199 

(EN USA O CANADÁ) o 571-272-1000.  

 

/CHARANJIT AULAKH/ 

Examinador principal, Unidad 2886 

 



























 

 

REIVINDICACIONES 

Lo que se reclama es: 

1. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural I: 

 

(I) 

o una de sus sales, en donde: 

X1 se selecciona de entre C y N; 

X2 se selecciona de entre C y N; 

exactamente uno de X1 y X2 es N; 

X3 es N; 

X4 y X5 son C; 

X1, X2, X3, X4 y X5 forman un heteroarilo de cinco miembros; 

R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, cicloalquilo, haloalquilo, 

heteroalquilo, heteroarilo, heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R6; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, (alcoxi)alquilo, (arilalcoxi)alquilo, 

(heteroarilalcoxi)alquilo, ciano, cicloalquilo, halo, haloalcoxi y haloalquilo; 

R4 es N(R4a)2, en donde cada R4a se selecciona independientemente de entre 

hidrógeno, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; 

o R3 y R4, junto con los átomos a los cuales se asocian, forman un anillo heteroarilo 

o heteroalquilo de 5 o 6 miembros, opcionalmente sustituido con uno a tres 

grupos R7; 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-



 

 

4, (cicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-4, 

(cicloalquilo C3-7)alcoxi C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alcoxi C1-4, (aril)alquiltio 

C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, (cicloalquilo C3-7)alquiltio C1-4, 

(heterocicloalquilo C3-7)alquiltio C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo; y 

cada R7 se selecciona independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-7, 

heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-4, (cicloalquilo 

C3-7)alquilo C1-4, (heterocicloalquilo C3-7)alquilo C1-4, halo, hidroxi, ciano y oxo. 

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde R1 es metilo y se 

sustituye opcionalmente con uno o dos grupos R5. 

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, en donde R1 es hidroximetilo y se 

sustituye opcionalmente con un grupo R5. 

4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 3, en donde R5 se selecciona de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo C3-7. 

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, en donde R5 se selecciona de entre 

metilo, etilo, trifluorometilo, 2-propilo y ciclopropilo. 

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5, en donde 

R3 se selecciona de entre CF3 y OCF3; y 

R4 es NH2. 

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, en donde R2 es H o se selecciona 

de entre alquilo, cicloalquilo, heteroalquilo y heterocicloalquilo, cualquiera de los cuales 

se sustituye opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, en donde R6 se selecciona de entre 

alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, hidroxi y oxo. 

9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde R2 se selecciona de entre 

morfolin-1-ilo, piperidin-1-ilo y piperazin-1-ilo, cualquiera de los cuales se sustituye 

opcionalmente con uno o dos grupos R6. 

10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8, en donde R2 es H. 

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la 

Fórmula estructural II: 



 

 

 

(II) 

o una de sus sales, en donde: 

R1 se selecciona de entre alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R5; 

R3 se selecciona de entre H, alquilo, ciano, cicloalquilo, halo, haloalcoxi y 

haloalquilo; 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(alcoxi C1-4)alquilo C1-4, (haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)haloalquilo 

C1-4 y (haloalcoxi C1-4)halolquilo C1-4,  

o R8a y R8b, en combinación con los átomos intermedios, forman un anillo 

heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, el cual se sustituye opcionalmente con uno 

a tres grupos R6; y 

cada R5 y R6 se selecciona independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, arilo, heteroarilo, 

cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, (aril)alquilo C1-4, (heteroaril)alquilo C1-

4, (etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, (aril)alcoxi C1-4, (heteroaril)alcoxi C1-

4, (aril)alquiltio C1-4, (heteroaril)alquiltio C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo. 

12. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde: 

R8a y R8b se seleccionan independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(alcoxi C1-4)alquilo C1-4 y (haloalcoxi C1-4)alquilo C1-4; 

R1 se selecciona de entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e isopropilo; y 

R3 se selecciona de entre difluorometoxi, trifluorometoxi y trifluorometilo. 

13. El compuesto de conformidad con la reivindicación 11, en donde R8a y R8b, en 

combinación con los átomos intermedios, forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 

miembros, el cual se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R6. 

14. El compuesto de conformidad con la reivindicación 13, en donde R8a y R8b, en 

combinación con los átomos intermedios, forman un anillo morfolina, piperidina o 

piperazina, cualquiera de los cuales se sustituye opcionalmente con uno a tres grupos R6. 



 

 

15. El compuesto de conformidad con la reivindicación 14, en donde R1 se selecciona de 

entre ciclopropilo, ciclopropilmetilo e isopropilo. 

16. El compuesto de conformidad con la reivindicación 15, en donde R3 se selecciona de 

entre difluorometoxi, trifluorometoxi y trifluorometilo. 

17. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que tiene la Fórmula estructural 

VI: 

(VI) 

o una de sus sales, en donde: 

R2 es H o se selecciona de entre alquilo, amino, arilo, cicloalquilo, haloalquilo, 

heteroalquilo, heteroarilo, heterocicloalquilo y sulfonilalquilo, cualquiera de los 

cuales se sustituye opcionalmente con uno a dos grupos R6; 

R3 se selecciona de entre haloalcoxi y haloalquilo; y 

R5 se selecciona de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y cicloalquilo C3-7. 

cada R6 se selecciona independientemente de entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 

(etenil)alquilo C1-4, (etinil)alquilo C1-4, amino, halo, hidroxi, ciano y oxo. 

18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde R3 se selecciona de 

entre difluorometoxi, trifluorometoxi y trifluorometilo. 

19. El compuesto de conformidad con la reivindicación 18, en donde R5 se selecciona de 

entre alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4. 

20. El compuesto de conformidad con la reivindicación 19, en donde R5 se selecciona de 

entre metilo y trifluorometilo. 

21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde 

R2 se selecciona de entre ,  y ; y 

R6a se selecciona de entre H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, (etenil)alquilo C1-4 y 

(etinil)alquilo C1-4. 

22. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde R2 es H. 



 

 

23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el compuesto tiene la 

fórmula estructural elegida de entre: 
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sales. 

24 a 34.  (Canceladas)  

35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se indica en la 

reivindicación 1, en conjunto con un portador farmacéuticamente aceptable. 
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